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Agilent 8697 ヘッドスペースサンプラ（HSS）は、前世代の 7697A 機器と比べて信頼性、使いやすさ、
機器インテリジェンスが大幅に向上しています。新しいファームウェアおよびソフトウェアアーキテクチャ
により、Agilent 8890、8860、Intuvo 9000 GC と接続すると 8697 用の制御および診断機能が完全
に統合されます。これらの変更により、機器の設定、操作、メンテナンスがしやすくなり、操作性が向上
します。

ただし、ハードウェア設計の多くの要素は信頼性の高い 7697A HSS と同じであるため、化学的性能は
同等です。ニューマティクス設計、温度ゾーン、6 ポートバルブ、サンプルプローブ、流路の不活性化な
どの機能は、すべて 7697A から継承されています。8697 はこのように 7697A の性能仕様を維持しな
がら改善が加えられた機種です。

8697 HSS と 7697A のコンセプトは非常に似ているため、これら 2 機種で同じメソッドパラメータを使
用できます。一例として、USP <467> 残留溶媒メソッド1用のヘッドスペースパラメータを表 1 に示しま
す。これらのパラメータは、7697A2、3、4 および 86975 ヘッドスペースサンプラのどちらのアプリケーショ
ンノートでも使用されています。

Agilent 8697 および 7697A ヘッドスペース 
サンプラ用の USP <467> メソッドパラメータの
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表 1. Agilent 7697A および 8697 ヘッドスペースサンプラ用の USP <467> HS メソッドパラメータ

HS パラメータ

GC/HS

7890/7697A 9000/7697A 8890/7697A 9000/8697

サンプルループ量 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL

オーブン温度 85 ℃ 85 ℃ 85 ℃ 85 ℃

ループ温度 85 ℃ 85 ℃ 85 ℃ 85 ℃

トランスファーライン温度 100 ℃ 100 ℃ 100 ℃ 100 ℃

バイアル平衡化時間 40 min 40 min 40 min 40 min

注入時間 0.5 min 0.5 min 0.5 min 0.5 min

バイアルのサイズ 10 mL 10 mL 10 mL 20 mL*

バイアル撹拌 オン、レベル 2 オン、レベル 2 オン、レベル 2 オン、レベル 2

バイアル充填モード 指定圧力まで一定流量 指定圧力まで一定流量 指定圧力まで一定流量 指定圧力まで一定流量

バイアル充填流量 50 mL/min 50 mL/min 50 mL/min 50 mL/min

バイアル充填圧力 15 psi 15 psi 15 psi 15 psi

ループ昇圧速度 20 psi/min 20 psi/min 20 psi/min 20 psi/min

最終ループ圧力 0 psi 0 psi 0 psi 4 psi*

ループ平衡化時間 0.05 min 0.05 min 0.05 min 0.05 min

* 最新のアプリケーションノートでは、6 mL のサンプル量を収容しやすくするため 20 mL バイアルを使用しました。 
また、大気圧の変化による潜在的な影響を減らすために最終ループ圧力を 4 psi に上げましたが、0 psi でも問題なく使用できます。
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